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(54) Title: POLYCARBONATE SUBSTRATES

o
< (54) Bezeichnung: POLYCARBONAT-SUBSTRATE

;‘ (57) Abstract: The invention relates to a method for producing polycarbonate having a high purity and an extremely high trans-
) mittance especially at short wavelengths. The inventive polycarbonate is produced on the basis of 1,1-bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-
= (rimethylcyclohexanone and 4,4-(meta-phenylendiisopropyl)-diphenol. The invention also relates to the polycarbonate obtained, to
~ ¢ its use in the production of optical memories and to optical memories produced according to the invention.

Ao

< (57) Zusammenfassung: Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Polycarbonate in hoher Reinheit und extrem

o hoher Transmission besonders bei kurzwelligen Wellenlingen auf Basis von 1,1-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexa-

B non sowie 4,4-(meta-Phenylendiisopropy!)-diphenol sowie das so erhaltene Polycarbonat dessen Verwendung zur Herstellung von
optischen Datenspeichern sowic derart hergestellte optische Datenspeicher.



